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Student: Jan StanŊk 

Studijn² program: Aplikovan® vŊdy v inģenĨrstv² 

Studijn² obor: Fyzik§ln² inģenĨrstv² a nanotechnologie 

Vedouc² pr§ce: Ing. Petr B§bor, Ph.D. 

AkademickĨ rok: 2016/17 

 

ředitel ¼stavu V§m v souladu se z§konem ļ.111/1998 o vysokĨch ġkol§ch a se Studijn²m a 

zkuġebn²m Ś§dem VUT v BrnŊ urļuje n§sleduj²c² t®ma bakal§Śsk® pr§ce: 

 

Studium chemick®ho ļiġtŊn² povrchŢ metodou LEIS 

 

Struļn§ charakteristika problematiky ¼kolu: 

Ļistota povrchŢ hraje v elektrotechnick®m prŢmyslu dŢleģitou roli pŚi vĨrobŊ polovodiļovĨch 
souļ§stek. PŚ²padn® kontaminace povrchŢ zvyġuj² poļet vadnĨch ļipŢ. V laboratoŚ²ch 
StŚedoevropsk®ho technologick®ho institutu ï CEITEC je k dispozici unik§tn² zaŚ²zen² Qtac 
(na svŊtŊ jich bylo vyrobeno firmou IONTOF jen 11) umoģŔuj²c² kvantitativnŊ mŊŚit sloģen² horn² 
atomov® vrstvy rŢznĨch materi§lŢ vļetnŊ izol§torŢ. Qtac k tomu vyuģ²v§ n²zkoenergiov®ho rozptylu 
iontŢ, tzv. metodu LEIS. ZaŚ²zen² je natolik citliv®, ģe na mŊŚen² m§ vliv i vrstva uhlovod²kovĨch 
adsorb§tŢ, kter® povrch kontaminuj² pŚi jeho expozici atmosf®rou. C²lem bakal§Śsk® pr§ce bude 
vypracovat rŢzn® experiment§ln² postupy pro chemick® ļiġtŊn² povrchŢ, tak aby byl povrch 
vybranĨch materi§lŢ terminov§n pouze ģ§douc²mi atomy. 
 

C²le bakal§Śsk® pr§ce: 

1. NavrhnŊte rŢzn® postupy chemick®ho ļiġtŊn² vzorkŢ tak, aby povrch byl terminov§n ģ§douc²mi 

atomy 

2. OvŊŚte a optimalizujte tyto postupy pomoc² zaŚ²zen² Qtac 

 

Seznam literatury: 

Feldman L. C., Mayer J.W.: Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis, North Holland, New 
York 1986, 1-123. 

Rabalais J. W.: Low energy ion-surface interactions, John Wiley & Sons, New York 1994. 

Woodruff D. P., Delchar T. A.: Modern Techniques of Surface Science, Cambridge University 
Press 1986, 195-236. 



Term²n odevzd§n² bakal§Śsk® pr§ce je stanoven ļasovĨm pl§nem akademick®ho roku 2016/17 
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